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KOH, IPA 농도에 따른 텍스쳐링을 이용한 단결정  
웨이퍼의 표면 반사율 감소에 대한 연구  
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결정질 실리콘 태양전지의 표면 반사율의 감소는 실리콘 태양전지에 있어서 가장 중요한 문

제이다. 단결정 웨이퍼 표면에 텍스쳐링을 이용하는 것은 양전지의 표면 반사율을 줄이는 측

면에서 가장 중요하다. 이 논문에서는 단결정 웨이퍼에 텍스쳐링을 이용하되  KOH와 IPA의 

농도에 따라 어떠한 차이가 있는지에 대하여 표면 반사율을 감소할 수 있는 방안에 대하여 

연구한다. 


